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Habilitaéni prace dr. Homoly je vénovana aktualnimu, prakticky zamétenému tématu
povrchovych tprav teplotné citlivych materiali za pomoci atmosférického plazmatu.
Habilita¢ni praci tvoii komentovany soubor 7 praci publikovanych v letech 2012 —2017 a
vénovanych danému tématu. Komentare tvofi prvni ¢ast prace a jsou roz¢lenény do tii kapitol
a doplnény zavérem. Prvni, uvodni kapitola je vénovana riznym zdrojim atmosférického
plazmatu pro povrchové upravy od dielektrického bariérového vyboje (DBD) aZ po difuzni
koplanarni povrchovy bariérovy vyboj (DCSBD) originaln€ vyvinuty na pracovisti a v praci
hojné vyuZivany.

Ve druhé kapitole se autor zabyva povrchovou upravou substrati pro flexibilni a tiSt€énou
elektroniku, a to i s ohledem na masovou produkci v primyslu. Jsou zde shrnuty a
komentovany vysledky z péti autorovych ¢lankt, v nichz se autor zabyval povrchovou
upravou f6lii PET a PEN nebo sklenénych substratt ¢istych, pfipadné pokrytych ITO
vrstvami pomoci DCSBD. Pro testovani kvality uprav bylo vyuzivano méfeni kontaktniho
uhlu spolu s dal$imi metodami charakterizace povrchovych vlastnosti.

Tteti kapitola je vénovana naslednému zpracovani funkénich TiO, vrstev nanesenych na
pruznych PET f6liich nebo na sklenéném substratu. Komentuje vysledky publikované

v dal$ich dvou ¢lancich. Jsou zde uvedeny vyhody zvoleného typu opracovani pomoci
DCSBD vyuzitelné pro masovou produkei fotoanod.

Habilitaéni prace v rozsahu 32 stran je sepsana anglicky a je doplnéna piilohou se zminénymi
7 ¢lanky, které byly publikovany v dobrych impaktovanych ¢asopisech vyjma posledniho,
ktery byl oti§tén v nové vzniklém Casopise Flexible and Printed Electronis (vydavatelstvi
IOP) a nema zatim IF pfidélen. Ke kvalité publikovanych praci se zajisté neni tieba
vyjadiovat, nebot’ v8echny prosly naroénym recenznim fizenim v piisluSnych ¢asopisech.
Autor je u vétSiny z nich (6 ze 7) uveden jako hlavni autor. Habilitacni prace je sepsana
prehledné a veelku systematicky. Svédéi o kvalifikaci autora v oblasti aplikaci atmosférického
plazmatu, specialné difuzniho koplanarniho povrchového bariérového vyboje, pro ipravy a
nasledné zpracovani pruznych materialti vhodnych pro elektroniku, a to i pro priimyslové



pouzZiti. Prace ma vyrazny aplikacni charakter, nicméné autor se vénuje i fyzikalné-
chemickym aspektiim povrchovych Gprav materiala.

Prace je prosta chyb nebo pieklepti. K praci mam jedinou pfipominku. Ve druhé kapitole
autor uvadi vysledky zlepSené smacivosti u jednotlivych opracovavanych materiali. U
komentare k publikaci [4] toto zfejmé opomnél uvést, i kdyZ v publikaci samotné jsou tyto
vysledky uvedeny. Je to trochu $koda, pfispé€lo by to k v&ts§i pfehlednosti a systemati¢nosti
prace.

Dotazy oponenta k obhajobé habilita¢ni prace (pocet dotazii dle zvaZeni oponenta)

1. 'V jakém Casovém horizontu vidi jako realné uplatnéni této techniky pro primyslové
zpracovani pruzné elektroniky?

2. 'V &em vidi autor pii¢inu toho, jak zpracovani povrchu materidlu pomoci DCSBD
ovliviiuje zménu drsnosti povrchu? V jednom pfipadé (v ¢lanku [1]) vedlo pfi
opracovani PET f6lii ke zvySeni povrchové drsnosti, zatimco v jiném pfipadé
(v €lanku [5]) skla pokrytého ITO vedlo naopak ke sniZeni drsnosti.

Zavér
Habilita¢ni prace RNDr. Tomase Homoly, PhD. ,,Plasma Processing of Surfaces and

Nanostructured Coatings for Flexible and Printed Electronics* splriuje pozadavky standardné
kladené na habilita¢ni prace v oboru Fyzika plazmatu.
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